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Abstract (en)

[origin: US4857153A] Porous electrodes are obtained by a method in which a layer of a powder mixture comprising (a) finely divided carbonyl metal

having a low bulk density and high frictional resistance and (b) a pulverulent component which is catalytically active or can be activated by alkali
treatment, in an a/b ratio of about 3:1 to 1:3, is applied by rolling to one or both sides of a framework-forming metallic substrate having adhesion-
promoting surface roughness, and said layer is consolidated by electrodeposition of metal, after which activation is finally effected if necessary.
Superficial oxidation of the powder particles, which decreases from the outer surface of the layer toward the support and gradually dissolves in the
electroplating bath, promotes extensive consolidation of the layer by electrodeposition.

Abstract (de)
Pordse Elektroden werden dadurch erhalten, daB man auf einen gerlistgebenden metallischen Tréager mit haftbeglinstigenden Unebenheiten der
Oberflache ein- oder beidseitig eine Schicht aus einem Mischpulver von (a) feinteiligem Carbonylmetall mit geringer Schittdichte und hohem
Gleitwiderstand und (b) einer katalytisch wirksamen bzw. durch Laugebehandlung aktivierbaren pulverférmigen Komponente im Verhéltnis a : b
von 3 : 1 bis 1 : 3 aufwalzt, die durch galvanische Metallabscheidung konsolidiert wird, worauf ggf. abschlieBend aktiviert wird. Fur die alkalische
Elektrolyse werden Elektroden insbesondere durch eine 50 bis 400 um starke Beschichtung von Nickelnetz mit einer etwa 1 : 1 Mischung
von Carbonylnickelpulver (von 2 bis 3 um Korngré3e) mit Raney-Nickel-Legierungspulver (von 10 bis 100 pm KorngréBe) und galvanische

Konsolidierung mit Nickel oder Nickel-Legierung (0,1 bis 10 A/dm?) und abschlieBende Auslaugung erhalten. Die Mischpulverschicht kann zusétzlich

entfernbaren Filler enthalten. Eine von der Oberflache zum Trager hin abnehmende Oxidhaut der Pulverteilchen, die sich im galvanischen Bad
allméhlich auflést, beglnstigt eine durchgreifende Konsolidierung der Schicht durch die galvanische Abscheidung.
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